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Objetivos
Dotar os alunos de conhecimentos básicos sobre o uso da corrente elétrica como agente de 
redução de metais com aplicação nos processos eletrolíticos de extração, refino, revestimento e 
formação de peças.

Docente(s) Responsável(eis) 
144651 - Antonio Fernando Sartori
3577649 - Carlos Angelo Nunes

Programa resumido
Fundamentos da Eletrólise Aplicados a Eletrodeposição de Metais. Aplicações Industriais da 
Eletrodeposição.

Programa
Aplicações da Eletrodeposição. Fundamentos da Eletrólise Aplicada a Eletrodeposição de Metais: 
Potencial de Eletrodo. Dupla Camada Elétrica. Lei de Nernst. Células Galvânicas e Eletrolíticas. 
Processos Catódicos e Anódicos: Cinética Eletroquímica e Polarização dos Eletrodos. Corrente de 
Troca. Processos Galvanotécnicos e Eletrometalurgicos: Eletrorrevestimento, Eletroformação de 
Peças, Eletrorrefino, Eletroextração e Eletrodeposição de ligas. Aplicações industriais: 
Eletrodeposição de níquel, cromo, cobre, ouro, prata, estanho e nióbio. Eletroextração de 
Alumínio.

Avaliação
Método: Serão usadas duas notas P1 e P2. A P1 será uma prova escrita e a P2 será a soma de uma 
nota de seminário e uma nota de trabalho escrito.
Critério: Média Final(MF) = (P1 + 2P2)/3 MF menor que 3,0 - reprovado. MF maior,ou igual, a 
3,0 até menor que 5,0 - recuperação. MF maior, ou igual, a 5,0 - aprovado.
Norma de recuperação: Para a recuperação será realizada uma prova (PR) abrangendo toda a 
matéria lecionada no semestre, valendo de 0 (zero) a 10 (dez). Média final = (NF + PR)/2.
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Requisitos
LOQ4098 -  Fundamentos de Química para Engenharia II (Requisito fraco)


